Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Prufung
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Prufung

|st-Zustand:
DIN 40050 Teil 9 (Mai 1993)

Schutzartprufung Straldenfahrzeuge

Schutzart IPX9K

ISO 20653:206(E)
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

Dampfstrahlprufung IPX9K

MaBe in mm

Flachstrahldise

([]1I) Position 1

— - — Hillzylinder
Prafling
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Prufung

Gehause auf Drehteller (5 U/min)
Spruhen unter 0°, 30°, 60° und 90°
Abstand zwischen 100 mm und 150 mm
Durchfluss 14 I/min bis 16 I/min
Wasserdruck 80 bar bis 100 bar

Wassertemperatur +80 °C £5 °C

Fraunhofer Institut

Chemische Technologie



Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

Flachstrahlduse:

MaBe in mm
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

Volumenstrom { I/min )
Grihe
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

TECHNISCHE DATEN

Katalogauswahl

[y DOSttyp und Spewinnel Vokmensirom 1
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

IP-Schutzarten DIN 40050 Teil 9 / 1SO 20653:206(E)

Merkmale der Flachstrahlduse fiir Hochdruckreinigerpriifung 9K

Die verwendete Dise muss eine Aufprallkraftverteilung nach Bild 2 erflllen. Das
Messverfahren zur Aufnahme der Verteilung ist in Bild 1 dargestellt.

Weitere Parameter:
- Abstand a = 150 mm 3
- Druck 100 bar £ 5 bar Flachstrahlduse
- Durchfluss 15 I/min £ 1 I/min
- Spritzwinkel a = 35° + 5° bei 100 bar
- Aufpraliplatte 2 x 30 mm

(2 mm in Verschieberichtung)

/gm Aufprallplatte

Kraftaufnehmer

Abdeckplatte

-
Positionierung

Bild 1: Messaufbau zur Ermittlung der Aufprallkraftverteilung der Flachstrahldiise
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

1 1 1

Aufprallkraft F

" Arbeitsbreite
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung

Dise TYP 6505
gebraucht
100bar
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

Spray width measurement | Strahlbreiten-Messung

Chemische Technologie

EzNr.: 652.532.A3.29 &bww.;r) Wasser — - —
( !Druck [ bar ]: 100.0
Datum: 19.10.00 'Volumenstrom [ /min ): 14.3 Ekiutenurgen
' e T S— ~ . - Y-Achser-Werte in Geamm
| Strahlbreite [ mm ]: 88,4 I 'Druck ( bar | 0.00 § Aufnan Gletie Strahited
' r Volumenstrom [ m*¥h i.N.]: 0.00| ‘
' Strahlwinkel [): 32,8 : oot i R = VP R A
: he1S0.0mm | !
I | Schlitten-Geschw, [ mmv/s . 1.52
Hoéhe [ mm |: 150.0 Aufnehmerbreite [mm ): #2
) Schwellwert[g ]: 15
Medium: Water Verfahrweg [mm ]: 110
Bemerkung: Versuch H. Fries - Fa.Bosch
120—— I'
100 |
80 ——
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|
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

Spray width measurement | Strahlbreiten-Messung

Erz.Nt.. ﬁﬂz,ﬁaz,&,z.; (A:“:I;"b Wasser —_ -

%" ) Druck [ bar]: 100.0 |
Datum: 19.10.00 Volumenstrom [ Umin J: 146 | Eréuterungen
SRR T A e - Y-Achsen-Werte in Gramm

Strahlbreite [ mm J: 90.2|
Strahlwinkel [*]:  33.5 |
I e |

Hoéhe [ mm | 150.0

Medium: Water

Luft-— .
{Druck [ bar J: 0.00 I | - Aufnehmer decki komplatlo Strahttiefe ab
i |Volumenstrom [ m¥h i.N. ]: o,oo! T P
' Schiitten-Geschw. [ mm/s |: 1.52
Aufnehmerbreite [mm | 2
i Schwellwert (g ]; 15
i Verfahrweg [ mm ]: 100

Bemerkung: Versuch H. Fries - Fa.Bosch

i L e

90.2'mm T '\ |

Creator: ALOK-Michalke
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

Lechiar GmbH + Co KG
Prazisionsdasen. Tropfenabscheider

E [H IE n Uimer Stade 128
— D-72555 Metzingen / Germany

Telalon +48 (0)7123 862-0
Telefax +48 (0)7123 962444

E-Mail Info@lechler.de
Internat hitp/Awww. lechier.de

Spray width measurement | Strahlbreiten-Messung

Erz.Nr.: Kércher i Wasser— y :
{Druck [ bar]: 100.0
Datum: 17.10.00 \Volumenstrom [ /min }; 0.0 ‘ (18uterun
e Luft U ——— - Y-Achsen-Werte in Gramm
Strahlbreite [mm J: 73.3 Druck [ bar J: 0.00 ek ki ol Glablislecak

i Volumenstrom [m¥h i.N. ]: 0.00 - Winkel vluve Elipasnksreltin smschinet

Strahlwinkel [°]: 27.5
h=150.0mm )
I Schlitten-Geschw. [ mm/s ]: 1.52

Hdhe [mm]: 150.0 b Aufnehmerbreite [mm]: 2 x 30ww,
Schwellwert[g]: 15
Verfahrweg [mm ]: 80

Medium: Water

Bemerkung:

240
210

g 0 %0 - VR --Lo‘ I ’
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

Druckerhohungspumpe und Durchflussmessung
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung

Hochdruck-
anlage
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung
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Vermessung von Dampfstrahldisen der IPX9K-Priufung
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung
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Vermessung von Dampfstrahldlisen der IPX9K-Prufung

Lechler GmbH, Ulmer Strafle 128, D-72555 Metzingen
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